2012年报考舞台美术系硕士研究生考生复试注意事项
报考舞台美术系（艺术学理论专业：舞台美术历史与理论研究；戏剧与影视学专业：舞台设计与理论、舞台服装设计与理论、舞台化装设计与理论、舞台灯光设计与技术、舞台美术绘画造型与理论、电脑美术设计与理论、舞台设计〈绘景〉与理论）的考生，复试注意事项如下：
（1） 舞台美术历史与理论研究：“绘画”科目考试，考生须自备全部绘画
工具及设计所需用品（包括：四开画板等）。
（2） 舞台设计与理论研究方向：“舞台设计”科目考试，考生须自备全部
绘画工具、制作设计模型的全部工具及制作材料（包括：模型材料、模型底板、模型框架、四开画板、垫板等）。
    注：不允许携带模型部分的成品或半成品。
（三）舞台服装设计与理论方向：“舞台服装设计”科目考试，考生须自备全部绘画工具及设计所需用品（包括：四开画板、垫板等）。

（四）舞台化装设计与理论研究方向：“舞台化装设计”科目考试，考生须自备全部绘画工具及设计所需用品（包括：四开画板等）。

（五）舞台灯光设计与技术研究方向：“舞台灯光设计”科目考试，考生须自备全部绘画工具及设计所需用品（包括：四开画板等）。
（六）舞台美术绘画造型与理论研究方向：“油画创作”科目考试，考生须自备全部绘画工具、材料。
（七）电脑美术设计与理论研究方向：“（笔试）电脑美术设计” 科目考试，考生须自备绘制创意设计及色彩效果图的绘画工具（包括：4开画板等）。
（八）舞台设计（绘景）与理论研究方向：“舞台绘景”科目考试，考生须自备全部绘画工具，制作设计模型的全部工具及制作材料（由系提供对开画板）。
我院舞台美术系负责提供：草稿纸，水彩纸，坐标纸。
报考要求制图的研究方向的考生自备绘图工具（包括：绘图板、尺，圆规等）。

以上舞台美术系各科目考试，均于2012年4月17日（周二）上午8：30－14：30，在中央戏剧学院东教学楼三层舞美展厅进行。
                                                中央戏剧学院舞台美术系
                                              2012年4月6日
